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[Material  [Espesores [Caracteristicas [Probeta N° |Horas hasta la
promedio en corrosion blanca
micrometros

Zn-Ni 10 [Recubrimiento con aditivoll 455
11 sacarina 3x10-5 M 1 406
11.6 2 406
11.4 2 455
9.7 [Recubrimiento sin aditivo |3 336
0.8 3 264
8.96 4 264
8.63 4 264

Zn 3.9(5")4 (5) [Recubrimiento sin aditivo |5 168
2.8 6 264
2.6 6 264

Zn 10,3 [Cromatizado 7 455
10,5 7 480
10,2 8 |No presento

Tabla 1

E RTC RTC RTC Jo Jo. pAcm? | Jo

pm Q Q Q pACm2 pAcm?
S/p CSi Ai2O3 s/p CSi Al203

5 4000 10000 7000 1,2 20 18

10 2000 13000 20000 1,9 15 1,0

20 5200 6300 7500 4,0 4,0 1,0

Tabla 2




